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  O254بررسی حرکت لایه جریان در دستگاه پلاسماي کانونی دنا 
  

  2؛ امیرحمزه تفرشی، محمد*1روستا، معصومه

 گروه فیزیک ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال   .1

  هسته ايسازمان انرژي اتمی ایران ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت  .2

  
  :چکیده

چگونگی عملکرد کاوه مغناطیسی دستگاه هاي پلاسماي کانونی و پیدایش 
سپس با استفاده از شرایط تجربی دستگاه پلاسماي . سیگنال خروجی آن تشریح شده است

کانونی دنا، سیگنال خروجی کاوه مغناطیسی آن، تحت سناریوهاي مختلف شبیه سازي شده 
منجر به مشخص شدن چگونگی تاثیر  شبیه سازي شده با یکدیگرمقایسه داده هاي . است

پارامترهایی که تاثیر تغییرات در آن ها . پارامترهاي مختلف بر سیگنال خروجی کاوه دنا شد
دامنه جریان لایه، مساحت قسمت حساس کاوه، فاصله : مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از

  .نیز سرعت حرکت لایه جریان کاوه تا عایق دستگاه، شکل چگالی جریان و
  .گداخت، پلاسما، تنگش، کانونی، دنا :کلید واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  




